PSR |OPIS PATENTOWY|S5195
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA

Patent dodatkowy

MKP GO3f 7/10
do patentu

Zgtoszono: 23.06.75 (P.181471)

Pierwszeristwo: Int. CI>.  GO3F 7/10
URZAD | ——
| ' TeLlNTA
PAI [ ﬁ I i] w' Zgtoszenie ogloszono: 08.05.76
PAL T [ s s
: Opis patentowy opublikowano: 15.03.1979 Lo D demsiti L)

Twércy wynalazku:.Herbert Czichon, Henryk Dudziak, Krzysztof Przasnek

Uprawniony z patentu : Pclitechnika Warszawska, Warszawa {Polska)

Sposéb wytwarzania form drukowych fotoreliefowych

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarzania form drukowych fotoreliefowych znajdujacych szerokie
zastosowanie w technice typograficznej oraz w tzw. suchym offsecie. Obie techniki wykorzystujg wytworzone
miejsca wypukte na formie, tzn. relief, na ktdry moze przenies¢ farbe.

Znane sposoby wytwarzania formy drukowej polegajq na naniesieniu na podtoze warstwy zdolnej do
fotopolimeryzacji, naswietleniu tej warstwy przez negatyw, usunieciu obszaréw nienaswietlonych oraz
ewentualnym dodatkowym naswietleniu, w celu catkowitego utwardzenia miejsc naswietlonych. Warstwa
$wiattoczuta moze by¢ nanoszona na podtoze bezposrednio przed naswietleniem, badZ tez duzo wczesniej,
zaleznie od rodzaju sktadnikéw, z ktérych jest wytworzona.

Jako Zréd+ta swiatta uzywane sq ogéinie znane lampy tukowe, rteciowe, luminescencyjne, ksenonowe lub
metalohalogenowe. Czas naswietlania warstwy zalezy od typu kompozycji $wiatfoczutej oraz rodzaju
stosowanego oswietlenia i wynosi najczesciej 1—30 min. Usuwanie obszaréw nienaswietlonych polega na ich
wymywaniu za pomocg rozpuszczalnikéw, takich jak alkohole, estry, ketony, weglowodory aromatyczne lub ich
mieszaniny oraz wodne roztwory wodorotlenkéw metali alkalicznych.

Najpowazniejszym problemem przy wytwarzaniu fotoreliefowych form drukowych jest dobranie
sktadnikdw tworzacych kompozycje fotopolimeryzujaca. Stosowane kompozycje zawierajg substancje
fotopolimeryzujaca, inicjator reakcji fotopolimeryzacji oraz ewentualnie stabilizatory i inhibitory.

W praktyce stosuje sig rézne kompozycje fotopolimeryzujace. Najczesciej stosowane kompozycje zawieraja
monoestry wielowodorotlenowych alkoholi. ikwasu akrylowego lub kwasu metakrylowego z dodatkiem
inicjatora reakc;ji i stabilizatora.

Znane sa réwniez kompozycje oparte na poliwinylopirydynie, polistyrenie, kopolimerach styrenu
z dodatkiem zwigzkéw azydkowych, chinonowych lub benzoinowych jako inicjatoréw. Na przyktad wedtug
opisu patentowego WIk. Bryt. nr 10566196 kompozycja fotopolimeryzujaca sktada si¢ z mono-, dwu- lub
tréjakrylanéw pentaerytrytolu otrzymanych przez kondensacje pentaerytrytolu z kwasem akrylowym oraz
dwuetyloantrachinonu jako inicjatora i p-metoksyfenolu jako stabilizatora.
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Wedtug opisu patentowego RFN nr 1285306 stosuje si¢ kompozycje zawierajgce polietery otrzymane
z 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)-propanu i epichlorohydryny lub poliwinylopirydyne, pohstyren kopolimery styrenu
z dodatkiem zwigzkéw azydkowych jako inicjatorow. :

Wedtug wynalazku sposéb wytwarzania form drukowych fotoreliefowych polega na powleczeniu podt{oza
warstwg kompozycji fotopolimeryzujacej o grubosci 0,1—3 mm sktadajacej sie z zywicy poliestrowej zawierajacej

wigzania nienasycone pochodzace od kwasu fumarowego, maleinowego, itakonowego,

sze$ciochloroendometylenoczterowodoroftalowego  i/lub ich  bezwodnikéw  z dodatkiem inicjatora
fotopolimeryzacji w ilosci 0,01—10% wagowych oraz ewentualnie z dodatkiem stabilizatoréw w ilosci 0,01—-5%
wagowych, ktérag naswietla sie poprzez negatyw za pomocg ogélnie stosowanych Zrédet $wiatta, po czym
obszary nienaswietlone usuwa sig¢ mechanicznie za pomocg strumienia wody, ewentualnie z dodatkiem srodkéw
powierzchniowo-czynnych.

Jako podtoze wedtug wynalazku stosuje sie¢ ptyty metalowe, takie jak np. aluminiowe, stalowe,cynkowe'

iinne ogrubosci 0,05 mm —7mm Ilub folie ztworzyw sztucznych takie jak np. folie¢ poliestrowa,
polipropylenowa, poliweglanowa, poliarylanowa, z octanu celulozy i inne.

Jako zywice poliestrowa stosuje sie 2ywice otrzymana przez kondensacje kwasu fumarowego,
maleinowego, itakonowego, szesciochloroendometylenoczterowodoroftalowego (HET) “lub ich bezwodnikdéw
zdiolami, korzystnie z glikolem etylenowym, dwuetylenowym, propylenowym, dwupropylenowym lub ich
mieszaninami z dodatkiem monomeréw sieciujacych np. estréw kwaséw akrylowych lub metakrylowych,
styrenu, eteru winylowego. . .

Jako inicjatory reakcji stosuje sie pochodne benzoiny, takie jak ewentualnie chlorowcowane
alkilobenzoiny, np. eter metylo- lub etylobenzoinowy lub pochodne c¢hinonowe takie jak alkilo- lub
arylopodstawione  antrachinony, naftochinony lub benzochinony. Jako stabilizatory kompozycji
fotopolimeryzujacej ewentualnie stosowane wedtug wynalazku uzywa si@ znane stabilizatory termiczne, np.
niepodstawione lub alkilo- lub arylopodstawione hydrochinony, fenol, pirydyna, nitrobenzeny iinne oraz
stabilizatory reakcji ciemniowych. .

Dzigki zastosowaniu kompozycji fotopolimeryzujacej wedtug wynalazku osigga sie krotki czas
przygotowania formy drukowej, za pomocg ktdrej uzyskuje sie duze naktady rzedu kilkuset tysigcy odbitek
a kompozycja charakteryzuje si¢ wysokq rozdzielczoscia rzedu 50—60 linii/cm. Forma drukowa wykonana
sposobem wedtug wynalazku umozliwia wykorzystanie jej réwniez do matrycowania. Ponadto do wytworzenia
kompozycji $wiattoczutej wedtug wynalazku stosuje si¢ tatwodostepne i tanie surowce oraz dzigki temu, ze do
wymywania nienaswietlonych obszaréw uzywa sie wody oszczedza sie rozpuszczalniki.

Przedmiot wynalazku jest blizej wyjasniony w przyk+adach, wykonama ktére jednakze nie ograniczaja jego
zakresu.

Przyktad |. Kompozycje swiattoczuta sk#adajch sie 29,6 g zywicy poliestrowej otrzymane] przez
kondensacje kwasu fumarowego zglikolem dwuetylenowym z dodatkiem metakrylanu metylu jako $rodka
sieciujacego i 0,5 g eteru metylohenzoinowego jako inicjatora reakcji naktada sie na ptyte stalowa o grubosci 2
mm. Nastgpnie do ptyty przyktada sie negatyw i naswietla natozong warstwe w czasie 5 min., stosujgc jako
Zrédto sSwiatta dwie lampy rteciowe o tacznej mocy 500 W. Nienaswietlone obszary usuwa si¢ za pomocq
strumienia wody, po czym naswietla si¢ ptyte dodatkowo j jeszcze przez 5 min. Otrzymuje sie forme drukowa
charakteryzujaca sie rozdzielczoscia 54 linie/cm.

Przyktad Il. Kompozycje swiattoczutg sktadajacq sie z 9,7 g zywicy poliestrowej otrzymanej przez
kondensacje bezwodnika maleinowego i kwasu szesciochloroendometylenoczterowodoroftalowego zgl_ikolem
propylenowym z dodatkiem eteru winylowego jako srodka sieciujacego i 0,2 g 9,10-antrachinonu jako $rodka

inicjujgcego z dodatkiem 0,1 g fenolu jako stabilizatora pokrywa sie ptyte cynkowa warstwa o grubosci 3 mm..

Zrodto $wiatta iczas naswietlania jak w przyktadzie |I. Otrzymuje sie forme drukowa charakteryzujaca sig
rozdzielczoscig 54 linie/cm. .

Przyktad Ill. Warstwa o grubosci 0,8 mm kompozycji swiattoczutej sktadajgcej sie 29,4 g Zywicy
poliestrowej otrzymanej przez kondensacje kwasu maleinowego z glikolem etylenowym i dwupropylenowym
zdodatkiem akrylanu etylu jako Srodka sieciujgcego i 0,4 g 1,4-naftachinonu jako inicjatora reakcji i0,2 g

betanaftolu jako $rodka stabilizujacego pokrywa sig folie z octanu celulozy i naswietla lampg fukowa o mocy -

1000 W w czasie 3 minut po czym nienaswietlone obszary usuwa si¢ za pomoca strumienia wody i dodatkowo
naswietla w czasie 1 minuty. Uzyskuje si¢ forme drukowg o rozdzielczosci 68 linii/cm.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wytwarzania form drukowych fotoreliefowych przez naktadanie na podtoze warstwy -

kompozycn fotopolimeryzujacej, naswietlanie kompozycji poprzez negatyw i usunigcie nienaswietlonych
obszaréw przez wymycie ich wodg, znamienny tym, ze jako kompozyc]e fotopollmeryzumcq nak#adanq
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na podtoze warstwe o grubosci 0,1—3 mm stosuje sie zywice poliestrowa otrzymang przez kondensacje glikolu
etylowego, glikolu dwuetylowego, glikolu propylenowego i/lub ich mieszanin z nienasyconymi kwasami
fumarowym, maleinowym, itakonowym, szesciochloroendometylenoczterowodoroftalowym i/lub ich
bezwodnikami z dodatkiem inicjatora fotopolimeryzacji wilosci 0,01—10% wagowych oraz ewentualnie
zdodatkiem stabilizatoréw w ilosci 0,01-5% wagowych ipo naswietleniu warstwy kompozycji
fotopolimeryzujacej nienaswietlone obszary usuwa sie.

2. Sposéb wedtug zastrz.1, znamienny tym, 2e nienadwietlone obszary kompozycji
fotopolimeryzujacej usuwa sie mechanicznie za pomocq strumienia wody z dodatkiem 0,01-5% wagowych
srodkéw powierzchniowo-czynnych. '
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